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集成电路工艺和器件的计算机模拟，国际上也称作IC
TCAD，是少数几种有能力缩减集成电路开发周期和研制费用的技术之一。

http://www.allinfo.top/jjdd


《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC
TCAD技术概论》以介绍集成电路工艺和器件的模拟器为主线，概论IC
TCAD技术早期的可实用的成果、随后的多方面发展、当今的研究进展和商用化现状，
以及近期和远期的困难挑战和能力需求。

《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC
TCAD技术概论》适用于大学微电子或其他相关专业的硕士／博士研究生或高年级本科
生作教材或教学参考书。《集成电路工艺和器件的计算机模拟-IC
TCAD技术概论》作为一本IC
TCAD技术的入门书，也适用于有需要或有兴趣在IT领域工作的研发、生产和管理人员
。
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